Задача

Цианид , соединение таллия , гидразин , такие как токсичная , как химические вещества , не используя и никель праймер плакирующего слоя во время фосфора или борного арсенидпримеси не входит в растворе электролизной металлизации и метод электролизной металлизации обеспечивают к.

Разрешение средства

Сульфооксите де, в частности, химическая структура : R1-S (= O) -R2 (R1 и R2 от п = 1 до 3алкильной группы ) или сульфоксида , имеющий, тетраметилен сульфоксид ( формула : C4H8SO) используя гальваническое металл из галогенидов , нитратов , ацетатов и цитратовдобавлением либо раствора нанесения покрытия.

резюме

· Поделитесь этой информацией

· закладки

фон





медные сплавыМедь и  в основном используются для электрическихматериалов, электронных материалов иматериалов для их проводки с точки зренияпроводимости . Как правило, в таком материале, сплав меди или окисления поверхности , чтобы предотвратить, барьер , как, на его поверхности никелевого

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/13024866" покрытия грунтовки наносят, кроме того,золото обшивки или обработка покрытия серебра выполняется.
В последние годы с медными печатными 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/11101518" платами, используемыми в качестве электрических иэлектронных компонентов , шаг проводки имеет тенденцию быть узким. Обычныегальванический в, проводке основного тон предел , поскольку она является размером необходимых электродов и проводов , так как трудно обеспечить устройство,неэлектролитическая металлизация приспособлена к часто используется.
Известная электролизная ванна для нанесения покрытий является токсичной для цианида с использованием голубых и ванны, токсичный гидразина или гипофосфита , такими каквосстанавливающий агент требует уменьшение 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/10603327" покрытия является цианистым свободныхотличается в ванне , Кроме того, электролизные золотое покрытие в, добавки как таллий соединение токсичные, такие материалы используются.

В качестве способа нанесения никелевой основы, например, в выложенной заявке на патент Японии № 2004-359986 описан способ электроосаждения с использованием гипофосфита или тому подобного в качестве восстановителя . В таком способе нанесения покрытия, гипофосфит из за фосфора или борной арсенида примеси является никель - праймер осажденный слой будет содержаться в, трудно хромирования высокой сравнимой твердости , чтобы быть придана осажденный слой никеля праймера Будет. Таким образом, гибкая печатная плата при нанесении, базовый слой из медной фольги большой разницы между твердостью и твердостью гальванического никеля слой грунтовки, складывающиеся при использовании согнуты есть, никелевый праймер слой покрытия растрескивание или содержит Это вызывает проблемы, такие как шелушение и тому подобное .
JP 2004-359986 A

резюме

Создание раствора для электроосаждения и способа электроосаждения без использованиятоксичных химикатов, таких как цианидные соединения, соединения таллия, гидразин и тому подобное, и не содержащих примесей, таких как фосфор или бор, в слое никелевой основы. ,Сульфооксите де, в частности, химическая структура : R1-S (= O) -R2 (R1 и R2 от п = 1 до 3алкильной группы ) или сульфоксида , имеющий, тетраметилен сульфоксид ( формула : C4H8SO) используя гальваническое металл из галогенидов , нитратов , ацетатов и цитратовдобавлением либо раствора нанесения покрытия.
цель

Настоящее изобретение было сделано с учетом таких проблем, и это является примесью, такой как фосфор или бор, в гальваническом слое, полученном без использования токсичных химических веществ, таких как соединения цианида, соединения таллия и гидразин. Задачей настоящего изобретения является создание раствора для электроосаждения и способа электроосаждения, которые не содержат

эффект

Фактические результаты

Цитирование технической литературы

 
0 случаев

 
Номер чека

 
0 случаев

Область, к которой относится эта технология

(Отображение номера поля включено ) ※ Создано нашей компанией на основе организованных данных стандартизации

· Химическое покрытие
· Базовый материал 
· Неорганическая поверхность подложки 
· Поверхность металла, поверхность окисленного металла

· Специфическая форма 
· Длинные предметы

· Специальные товары 
· Печатная монтажная плата

· покрытие 
· Cu

· Ni

· Реакция покрытия 
· Химическое покрытие, электроосаждение 
· Замена покрытия (приоритет DA02)

· Покрытие означает 
· Жидкая композиция 
· Соединение N

· Соединение S

· Измерение, обнаружение 
· Концентрация жидкости

Посмотреть общий вид вашего поля



притязание

Претензия 1

Раствор для электроосаждения, содержащий раствор для 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/72600" электроосаждения, содержащийсульфоксид .
Претензия 2

3. Электроосаждение по п.1, в котором сульфоксид представляет собой сульфоксид, имеющийхимическую структуру : R 1 -S (= O) -R 2 (где R 1 и R 2 представляют собой алкильные группы сn = 1-3 ) или тетраметиленсульфоксид . жидкость.

Пункт 3

Кислоты напыление металла из галогенидов , нитратов , ацетатов и цитратов либо из раствора электролизом металлизации в соответствии с п.1 или 2 , добавляют к раствору для нанесения покрытия.

П.4

4. Раствор для электроосаждения по п.3, в котором любой из галогенида, нитрата, ацетата и цитрата металлического металла в качестве кислоты добавляют в соотношении от 1 г / л до 100 г / л.

Пункт 5

Аммония хлорид , бромид аммония и тиоцианата аммония претензии по любому из галогенида нанесенного металла не является кислота, нитрат, или ацетат, цитрат, который добавляют к раствору для нанесения покрытия Раствор без электроосаждения, как описано в 1 или 2.

Пункт 6

Галогенид, нитрат, ацетат и цитрат металла покрытия, который не является кислотой, в которой любой из хлорида аммония, бромида аммония и тиоцианата аммония находится в соотношении от 1 г / л до 100 г / л. 5. Безэлектрозный раствор для нанесения покрытия по п.5, в котором любой из них добавляют к раствору для нанесения покрытия в соотношении от 1 г / л до 100 г / л.

П.7

Метод без гальванического покрытия с использованием сульфоксида в качестве гальванического раствора .

П.8

Путем добавления любого из галогенида, нитрата, ацетата и цитрата металлического покрытия, который является кислотой, к сульфоксиду для приготовления раствора дляэлектроосаждения и погружения материала для нанесения покрытия в раствор для электроосаждения Метод без гальванического покрытия.

П.9

Раствор без гальванического покрытия, полученный путем добавления к сульфоксиду любого из хлорида аммония, бромида аммония и тиоцианата аммония и любого из не гальванического покрытия из некислого металла, нитрата, ацетата и цитрата Способ электроосаждения, включающий приготовление раствора для нанесения покрытия и погружение материала для нанесения покрытия в раствор для нанесения покрытия без использования электричества.

Подробнее

Содержание

· Техническая область
· Фоновое искусство
· Проблемы, которые должно решить изобретение
· Средства для решения проблемы
· Эффект от изобретения
· НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
· Краткое описание чертежей
Техническая область

0001

Настоящее изобретение неводный раствор используется замещени 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/13934893" метод нанесения покрытия методом химического и раствор дл безэлектролизного покрытия относится.

Фоновое искусство

0002

медные сплавыМедь и  в основном используются для электрических материалов, электронных материалов и материалов для их проводки с точки зрения проводимости . Как правило, в таком материале, сплав меди или окисления поверхности , чтобы предотвратить, барьер , как, на его поверхности никелевого 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/13024866" покрытия грунтовки наносят, кроме того, золото обшивки илиобработка покрытия серебра выполняется.
0003

В последние годы с медными печатными 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/11101518" платами, используемыми в качестве электрических иэлектронных компонентов , шаг проводки имеет тенденцию быть узким. Обычныегальванический в, проводке основного тон предел , поскольку она является размером необходимых электродов и проводов , так как трудно обеспечить устройство,неэлектролитическая металлизация приспособлена к часто используется.
0004

Известная электролизная ванна для нанесения покрытий является токсичной для цианида с использованием голубых и ванны, токсичный гидразина или гипофосфита , такими каквосстанавливающий агент требует уменьшение 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/10603327" покрытия является цианистым свободныхотличается в ванне , Кроме того, электролизные золотое покрытие в, добавки как таллий соединение токсичные, такие материалы используются.

0005

В качестве способа нанесения никелевой основы, например, в выложенной заявке на патент Японии № 2004-359986 описан способ электроосаждения с использованием гипофосфита или тому подобного в качестве восстановителя. В таком способе нанесения покрытия, гипофосфит из за фосфора или борной арсенида примеси является никель - праймер осажденный слой будет содержаться в, трудно хромирования высокой сравнимой твердости , чтобы быть придана осажденный слой никеля праймера Будет. Таким образом, гибкая печатная плата при нанесении, базовый слой из медной фольги большой разницы между твердостью и твердостью гальванического никеля слой грунтовки, складывающиеся при использовании согнуты есть, никелевый праймер слой покрытия растрескивание или содержит Это вызывает проблемы, такие как шелушение и тому подобное .
0006

JP 2004-359986 A

Проблемы, которые должно решить изобретение

0007

Настоящее изобретение было сделано с учетом таких проблем, и это является примесью, такой как фосфор или бор, в гальваническом слое, полученном без использования токсичныххимических веществ, таких как соединения цианида, соединения таллия и гидразин. Задачей настоящего изобретения является создание раствора для электроосаждения и способа электроосаждения, которые не содержат
Средства для решения проблемы

0008

В растворе гальванического покрытия в соответствии с настоящим изобретением в качествераствора гальванического покрытия используется сульфоксид .
0009

Сульфоксид имеет химическую структуру : R1-S (= O) -R2 (R1 и R2 представляют собой n = 1-3алкильные группы . R1 и R2 представляют собой одну и ту же алкильную группу, но разные алкильные группы, Или предпочтительно использовать тетраметиленсульфоксид (C 4 H 8 SO ) и, в частности, диметилсульфоксид ( DM 2 SO 4 (CH 3) 2 SO).

0010

Покрытие металла из галогенидов , нитратов , ацетатов и цитратов если таковые вла етс кислота, их соль кислоты металла добавляет к электролитическому раствору , состоящий из сульфоксидов, и раствору нанесения покрытия. Его добавляемое количество предпочтительно составляет от 1 до 100 г / л, более предпочтительно от 5 до 85 г / л в расчете на общееколичество раствора для электроосаждения.

0011

С другой стороны, когда любой из покрытых металлом галогенидов, нитратов, ацетатов и цитратов не является кислотой, этими солями металлов могут быть хлорид аммония (NH 4 Cl),бромид аммония (NH 4 Br) и тиоцианат аммония ( Его добавляют в раствор для нанесения покрытия, состоящий из сульфоксида вместе с любым из NH4SCN), чтобы получить раствор для нанесения покрытия без электричества. Его добавляемое количество предпочтительно составляет 1 г / л к общему количеству раствора для электроосаждения каждой соли металла и любой из хлорида аммония, бромида аммония и тиоцианата аммония соответственно. Это 100 г / л, более предпочтительно от 5 до 85 г / л.

0012

Как описано выше, после приготовления раствора для электроосаждения с использованием сульфоксида в качестве раствора для нанесения покрытия, материал для нанесения покрытия может быть погружен в раствор для электроосаждения .

Эффект от изобретения

0013

Покрытый металлом слой, полученный способом без гальванического покрытия по настоящему изобретению, состоит только из покрытого металлом металла и не вызывает обычного недостатка, содержащего примеси. Также, в отличие от обычного электроосаждения, нет необходимости использовать токсичные химические вещества. Кроме того, не требуется никаких восстановителей, таких как гидразин или гипофосфит.

0014

Как описано выше, в соответствии с настоящим изобретением можно формировать очень чистый слой покрытия, имеющий низкую вероятность загрязнения 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/170694" рабочего места и окружающей среды и имеющий превосходные характеристики нанесения покрытия , что чрезвычайно полезно в промышленности.
НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

0015

Авторы настоящего изобретения обнаружили, что вышеупомянутые проблемы могут быть решены путем изучения различных новых материалов раствора для нанесения покрытия, которые можно использовать для метода безэлектронного нанесения покрытия, и использования сульфоксида в качестве раствора для нанесения покрытия. Я получил

0016

Таким образом, настоящее изобретение характеризуется использованием сульфоксида в качестве раствора для нанесения покрытия в способе электроосаждения.

0017

Сульфоксид представляет собой общий термин для соединений, представленных общей формулой R 2 S = O (R представляет собой алкильную группу или арильную группу ) . В настоящем изобретении в качестве сульфоксида имеет химическую структуру: R 1 -S (= O) -R 2 (R 1 и R 2 представляют собой алкильные группы с n = 1 до 3). R 1 и R 2 могут быть одной и той же алкильной группой, но различными алкильными группами. может быть.) сульфоксид ,имеющий или тетраметильна сульфокси де (C4H8SO) используется.
0018

В частности, синтетические волокна , образуя, медицинских и сельскохозяйственных химикатов 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/10981033" сырья производства, пищевой добавки производства, dye- пигмент широко используется в производстве или тому подобное, LSI, в основном , ЖК - дисплей или т.п., свысокой степенью чистоты и высокого класса отношения электронных компонентов требуетсяочищенные Промышленно предпочтительно использовать диметилсульфоксид (ДМСО; (СН 3) 2 SO), который является наименее дорогостоящим, поскольку его используют в больших количествах в виде жидкости или моющего 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/10935933" раствора .
0019

Покрытие по настоящему изобретению принципов , то напыление материала объекта , чтобы быть покрыты материальные ионы металлов из реакции замещения является.Следовательно, чтобы получить однородный и хороший слой покрытия, скорость, с которойметалл материала, подлежащего нанесению покрытия, растворяется и мигрирует в раствор для нанесения покрытия, и скорость, с которой ионы металла материала покрытия наносятсяна поверхность материала, подлежащего нанесению покрытия, из раствора для нанесения покрытия Балансировка является важным фактором .

0020

В настоящем изобретении раствор для нанесения гальванического покрытия готовят путем добавления любого из материалов для нанесения покрытия, таких как галогенид, нитрат, ацетат и цитрат, в раствор для нанесения покрытия, состоящий из сульфоксида. В качестве соли металла предпочтительно использовать хлорид, который является наиболее коммерчески доступным .
0021

Когда какой-либо из этих галогенидов, нитратов, ацетатов и цитратов представляет собой кислоту, соли металлов этих кислот могут быть добавлены к раствору для нанесения покрытия, состоящему из сульфоксида, для образования раствора для электроосаждения. Может. Кроме того, при самостоятельном добавлении галогенидной, нитратной, ацетатной и цитратной кислот требуется нагревание при температуре 110-120 ° С после добавления. Это должно способствовать реакции нанесения покрытия .

0022

С другой стороны, с точки зрения баланса между скоростью переноса растворения искоростью 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/14209099" осаждения на поверхности, описанной выше, когда эти соли металлов не являются кислотами, помимо них хлорид аммония (NH4Cl), бромид аммония (NH4Br) и тиоцианат Раствор без гальванического покрытия может быть получен путем добавления любой одной из аммониевой кислоты (NH4SCN) к раствору гальванического покрытия из сульфоксида.

0023

Кроме того, с точки зрения баланса, описанного выше, добавляемое количество любого из галогенангидрида, нитрата, ацетата и цитрата составляет от 1 до 100 г / л по отношению к общему количеству раствора для электроосаждения. Более предпочтительно устанавливать его как 5 г / л-85 г / л.

0024

С другой стороны, когда добавляют любой из галогенидов, нитратов, ацетатов и цитратов и любой из хлорида аммония, бромида аммония и тиоцианата аммония, его добавочное количество представляет собой раствор для электроосаждения. Предпочтительно установить его как 1 г / л-100 г / л по отношению к общему количеству каждого, и более предпочтительно установить его как 5 г / л-85 г / л.

0025

Если количество составляет менее 1 г / л, скорость реакции является низкой, что не является предпочтительным. Если количество превышает 100 г / л, эффект не усиливается. Кроме того, желательно установить его на уровне 5 г / л-85 г / л с практической точки зрения.

0026

Осажденный слой сплава слоя к в сплаве двух составляющих Руи以 металла на каждый из нихможет быть добавлен в хлорид металла. Хотя оптимальные условия для нанесения покрытия различаются в зависимости от соответствующих материалов для нанесения покрытия, для формирования слоя покрытия на поверхности материала, подлежащего нанесению покрытия, материал для нанесения покрытия, который подвергался предварительной обработке длянанесения покрытия, поддерживался в диапазоне от 50 до 100 ° C. Он может быть погружен в раствор для электроосаждения в соответствии с настоящим изобретением на 2-20 минут.

0027

(Пример 1) Во- 
первых, толщина 18 мкм электролитической медной фольги , то кислый раствор обезжиривания при обезжиривания и промывки водой , и (1 + 1) хлористоводородной кислотыв кислотной промывки и после промывки водой, химической полировки с помощью и промывают водой, покрытие Предварительная обработка была выполнена.

0028

Затем 20 г / л хлорида аммония и 60 г / л безводного хлорида никеля соответственно добавляли к диметилсульфоксиду ( чистота 99,99%), чтобы приготовить раствор для электроосаждения.
0029

Раствор для электроосаждения выдерживали при температуре от 85 до 90 ° С, и предварительно покрытую электролитической медной фольгой погружали в раствор для электроосаждения на 10 минут с образованием слоя никелирования на поверхности .

0030

В результате чего гальванически покрыта поверхность а, ЕРМА-1600 ( Shimadzu ,

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/11988925" произведенный с использованием металлургического завода), элементный 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/238116" качественный анализ был проведен. Результаты элементного качественного анализа показаны на фиг .


Рисунок 1

0031

Кроме того, полуколичественный анализ был выполнен с использованием EPMA . Измеренияявляется элементом для обнаружения интенсивности рентгеновского излучения отконкретного устройства от относительной чувствительности 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/11422584" кривых с соотношением интенсивностей искомого после того, как была рассчитана сумма , которая должна быть не менее 100% ( стандартный 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/141590" -Меньше по методе). Результаты расчетов и рис. 2 показывает в.


Рисунок 2

0032

Как показывают результаты измерений, понятно, что никаких примесей, таких как фосфор или бор, не содержится, и образуется слой покрытия, состоящий из чистого никеля .

0033

S на поверхности гальванического EM 

 HYPERLINK "https://astamuse.com/ja/keyword/10877039" фотографию A, S-800 ( Hitachi , используя Seisakusho)стрельба была. Фотография SEM показана на фиг .


Рисунок 3

0034

Пример 2 
Сначала никелевую пластину толщиной 1 мм обезжиривают и промывают кислотным обезжиривающим раствором, промывают кислотой водным раствором (1 + 1) соляной кислоты, промывают водой, затем химически полируют и промывают водой перед нанесением покрытия. Я применил лечение.

0035

Затем добавьте 10 г / л хлорангидрида ( HA uCl 4 · 4 H 2 O) к диметилсульфоксиду (чистота 99,99%), выполните термическую обработку при температуре от 110 до 120 ° C в течение 30 минут и Раствор для нанесения покрытия был подготовлен.

0036

Раствор для электроосаждения выдерживали при 60 ° С, и предварительно никелированную никелевую пластину погружали в раствор для электроосаждения на 3 минуты для образованияслоя золотого покрытия на поверхности .

0037

Состояние поверхности полученного слоя золочения было хорошим, и толщина покрытиясоставляла от 0,1 до 0,12 мкм .

0038

(Пример 3) Во- 
первых, латуни -Made материал контакта , обезжиривание и промывка с кислым раствором обезжиривания и промытых кислотой (1 + 1) , раствор хлористоводородной кислоты, промывают водой, в результате химической полировки и промывки, предварительно покрытие лечения Я подал заявку.

0039

Затем 15 г / л хлорида аммония и 15 г / л хлорида серебра (AgCl) были соответственно добавлены к диметилсульфоксиду (чистота 99,99%) для приготовления раствора для электроосаждения.

0040

Раствор без гальванического покрытия выдерживали при 70 ° C, и предварительно покрытый латунным контактным материалом погружали в раствор без гальванического покрытия на 3 минуты, чтобы сформировать слой серебряного покрытия на поверхности .

0041

Состояние поверхности полученного слоя серебряного покрытия было хорошим, и испытаниена отслаивание повторяли три раза с использованием клейкой ленты , но отслаивание слоя серебряного покрытия не наблюдалось. Толщина слоя серебряного покрытия составляла от 0,2 до 0,25 мкм.
0042

Фотография СЭМ покрытой металлом поверхности была сделана с использованием S-800 (производства Hitachi, Ltd.). Фотография SEM показана на фиг .


Рисунок 4

0043

Пример 4 
Сначала никелевую пластину толщиной 1 мм обезжиривают и промывают кислотным обезжиривающим раствором, промывают кислотой водным раствором (1 + 1) соляной кислоты, промывают водой, затем химически полируют и промывают водой перед нанесением покрытия. Я применил лечение.

0044

Затем к диметилсульфоксиду (чистота 99,99%) добавляют хлороплатиновую кислоту(H2PtCl6,6H2O), так что количество платины составляет 10 г / л, и проводят термообработку при 100-120 ° C в течение 30 минут. Был приготовлен раствор для электроосаждения.

0045

Раствор для электроосаждения выдерживали при 90 ° С, и предварительно никелированную никелевую пластину погружали в раствор для электроосаждения на 1 минуту, чтобы сформировать слой платинового покрытия на поверхности .

0046

Состояние поверхности полученного слоя платинового покрытия было хорошим, а толщина покрытия составляла 0,09 мкм. Кроме того, хотя испытание на отслаивание повторяли 3 раза с использованием клейкой ленты, отслаивание слоя платинового покрытия не наблюдалось.

0047

Пример 5 
Сначала медную пластину толщиной 1 мм обезжиривают и промывают кислотным обезжиривающим раствором, промывают кислотой водным раствором (1 + 1) соляной кислоты, промывают водой, а затем химически полируют и промывают водой для предварительной обработки покрытия. Он был применен.

0048

Затем 15 г / л бромида аммония и 15 г / л хлорида серебра (AgCl) добавляли к диметилсульфоксиду (чистота 99,99%) для приготовления раствора для электроосаждения.

0049

Раствор для электроосаждения выдерживали при 70 ° С, и предварительно покрытую медной пластиной погружали в раствор для электроосаждения на 5 минут для образования слоя серебряного покрытия на поверхности.

0050

Состояние поверхности полученного слоя серебряного покрытия было хорошим, и толщина покрытия составляла 0,55 мкм.

0051

Пример 6 
Сначала медную пластинку толщиной 1 мм обезжиривают и промывают кислотным обезжиривающим раствором, промывают кислотой водным раствором (1 + 1) соляной кислоты, промывают водой, затем химически полируют и промывают водой для подготовки предварительной обработки покрытия. Он был применен.

0052

Затем к диметилсульфоксиду (чистота 99,99%) добавляли 15 г / л тиоцианата аммония и 15 г / л хлорида серебра (чистота 99,99%) для приготовления раствора для электроосаждения.

0053

Раствор для электроосаждения выдерживали при 70 ° С, и предварительно покрытую медной пластиной погружали в раствор для электроосаждения на 5 минут для образования слоя серебряного покрытия на поверхности.

0054

Состояние поверхности полученного слоя серебряного покрытия было хорошим, и толщина покрытия составляла от 0,9 до 1,0 мкм.

0055

Пример 7 
Сначала металлический лист из никелевой пены, имеющий номинальный диаметр пор 50 мм и толщину 0,2 мм, обезжиривают и промывают кислотным обезжиривающим раствором, промывают кислотой водным раствором (1 + 1) соляной кислоты и промывают водой. Предварительная обработка была нанесена путем химической полировки и промывания водой.
0056

Затем к диметилсульфоксиду (чистота 99,99%) добавляют хлороплатиновую кислоту (H2PtCl6,6H2O), так что количество платины составляет 10 г / л, и проводят термообработку при 100-120 ° C в течение 30 минут. Был приготовлен раствор для электроосаждения. Раствор для электроосаждения выдерживали при 90 ° С, и предварительно покрытый металлический лист из никелевой пены погружали в раствор для электроосаждения на 2 минуты, чтобы сформировать слой платинового покрытия на поверхности.
0057

Платиновый из содержания этого анализа было, составило 0,14% мас. В качествекатализатора на платиновой подложке можно использовать покрытый платиной никелевый вспененный металлический лист .

0058

Настоящее изобретение особенно применимо к материалам проводки для электрических деталей и электронных деталей , металлизации металлических украшений и т. Д., К платиновым катализаторам, таким как химические катализаторы и топливные элементы .

Краткое описание чертежей

0059

Это результат элементного качественного анализа слоя никелевого покрытия, полученного в примере 1 по данному изобретению. 
Это результат полуколичественного анализа слоя никелевого покрытия, полученного в примере 1 по данному изобретению. 
Это фотография, полученная методом СЭМ (в 5000 раз) покрытой металлом поверхности слоя никелевого покрытия, полученного в Примере 1 по данному изобретению. 
Это фотография, полученная методом СЭМ (в 5000 раз) покрытой металлом поверхности слоя гальванического покрытия, полученного в примере 3 согласно настоящему изобретению.
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